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摘要(译)

本发明提供了一种具有热稳定性和空穴稳定性的化合物，其特征在于，
包括通式(I)所示结构：(I)，其中，R1选自取代或未取代的苯基、稠环芳
烃基、杂环基及其相互之间取代或连接的基团。本发明还提供了上述化
合物的制备方法及其在用作电子传输材料，并用于电致发光显示器件的
电子传输层，以此得到一种OLED器件的应用。本发明所述化合物为四氮
杂苯并茚并芴的结构，具有优异的热稳定性、高Tg、深HOMO能及、高
三线态能及、空穴稳定性等优势。在具体应用过程中，可以用作电子传
输材料，由其制备的器件具有优良的效率和寿命。
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